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حاوي متیلن بلوجزئي هاي سهشروع کننده
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سامانه های تابش پز

• Ultraviolet (UV): 200 – 400 nm

• Visible light: 400 - 700 nm

• Electron beam: low energy electrons

منبع 
انرژي
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Light

ميرونيالکتپرتوياومرئينور،بنفشماوراءمنابعازيکهرباشوندهپختهایسامانهشاملپزتابشهایسامانه❑
.باشند

.انديافتهگسترشمختلفصنايعدرعملکرديواقتصادي،محیطيزيستمزايایدلیلبهسامانهاين❑

R. Schwalm, uv coatings Basics, Recent Developments and New Applications. E Elsevier Science, 2006.
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UV/EBچالش های سامانه های تابش پز 

نور مرئي  ❑
عمق نفوذ زياد☺

سالم و ايمن ☺

منابع نوری ارزان☺

(EB)پرتو الکتروني ❑
ون نیاز به محیط خنثي در پلیمريزاسی

راديکالي

محدود به پخت اجسام دو بعدی

قیمت بالا تجهیزات

(UV)فرابنفش❑
 تولید ازون

 عمق نفوذ كم

 سلامتيو مسائل ايمني

قیمت بالاتر در مقايسه با نور مرئي

 حاوی رنگدانهسامانهپخت كامل عدم

!شروع کننده مناسب، مسئله اين است

R. Schwalm, uv coatings Basics, Recent Developments and New Applications. E Elsevier Science, 2006.
4



ئيسامانه شروع كننده حساس به نور مر

J. P. Fouassier and J. Lalevee, Photoinitiators for Polymer Synthesis: Scope, Reactivity, and Efficiency. John Wiley & Sons, 2012.

سامانه شروع کننده تک جزئي❑

سامانه شروع کننده دو جزئي ❑

سامانه شروع کننده سه جزئي❑

تولید گونه های فعال بیشتر✓

امکان دوباره تولید تركیب حساس به نور اولیه✓

امکان حذف گونه های نامطلوب اختتام دهنده✓

امکان تولید گونه های فعال راديکالي و كاتیوني به طور همزمان✓

موازي

سري
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اهداف پژوهش

نور مرئيطول موج هاي بالاتر معرفي سامانه شروع کننده سه جزئي با بیشینه جذب در 

آکريلاتيسامانهپخت تولید راديکال براي معرفي سامانه شروع کننده سه جزئي با قابلیت 

کردن  نانوپیگمنتبا استفاده از انبار و محیط تاريک شروع کننده سه جزئي در پايداريبهبود 
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مواد اولیه مصرفي
ساختار شیمیاييعملکرد در فرمولاسیوننام ماده

MBترکیب حساس به نور

MDEAدهندهالکترون

IOD+الکترون گیرنده

C15Aنانورس-

SR349آکريلاتيمونومر
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فرمولاسیون نمونه ها و آزمون های انجام شده  

MB

RT-FTIR DSC DMTA TEM XRD

اجزاي فرمولاسیوننام نمونه

SMBMB (0.1 phr)/ MDEA (1.5 phr)/ IOD+ (3 phr)/ DMSO (10 phr)/ SR349

SMB/NCMB (0.1 phr)/ C15A (0.9 phr)/ MDEA (1.5 phr)/ IOD+ (3 phr)/ DMSO (10 phr)/ SR349

SMBNPMBNP (1 phr)/ MDEA (1.5 phr)/ IOD+ (3 phr)/ DMSO (10 phr)/ SR349
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.شدگروه اپوکسید انجام نپلیمريزاسیون 

بلو نكننده نوری حاوی متیلسینتیک فرايند پخت در حضور شروع
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بلو نكننده نوری حاوی متیلسینتیک فرايند پخت در حضور شروع
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و بلکننده نوري حاوي متیلنشروع-پايداري در انبار و محیط تاريک

T=95 °C

(%)

T=55 °C

(%)
T=1%(°C)Sample Code

21/305/1039/5SMB

20/253/8437/8SMB/NC

2/460/1071/5SMBNP
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بلو کننده نوري حاوي متیلنشروع-خواص فیزيکي مکانیکي 

Sample 

SMB 0/12/3 0/596

SMB/NC 0/052/7 0/391

SMBNP 0/12/7 0/576

' ( )gE GPa ( )gT C

SMBNP SMB/NC
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با سپاس فراوان 
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